
＊本セミナーは、企業の法務・知財部門のご責任者ならびに実務ご担当者を対象としています。個人のお客様や同業者（社内弁護士を除く）の方につきましては
　ご参加をお断りしますので、予めご了承ください。
＊応募多数の場合は抽選にて決定しますが、抽選の際は一社につき2名様までとさせていただきます。抽選結果につきましては、お申込時にご登録いただいた  
　メールアドレスに、開催 1週間くらい前までにお送りします。
＊講演レジュメは、お一人様 1部、講演参加者にのみ配布いたします。万一ご欠席された場合はお渡しできません。

Morgan, Lewis & Bockius、TMI総合法律事務所&ウエストロー・ジャパン 共催セミナー
「米国特許セミナー
～米国での特許取得を意識した日米の明細書作成と戦略的な特許出願、
　最新米国知財判例のご紹介」
講師　Morgan, Lewis & Bockius　米国弁護士　Yalei Sun
　　　Morgan, Lewis & Bockius　米国弁護士　森下 実郎
　　　TMI総合法律事務所　　　　　弁理士　　　中塚 隆志

日 時 ： 2018年7月 18日（水）　13：30～16：35（開場 13：00）

会 場 ： トムソン・ロイター　赤坂オフィス　セミナールーム　東京都港区赤坂5-3-1 赤坂Bizタワー30階 
　　　　　 http://www.biztower.net/access/img/access.pdf

申 込 先 ： webサイトよりお申し込みください。 http://www.westlawjapan.com/event/seminar/180718.html

定　  員： 50名  ※申込み多数の場合は、抽選の上、抽選結果をご登録のメールアドレスにお送りします。

参 加 費 ： 無料

米国への特許出願の際に日本の明細書を英訳する以外に何をしておくとよいだろうか、海外企業はどのような出願戦略を取っているんだろうか。
本セミナーでは、そのような疑問を解決するのに役立つヒントを米国弁護士及び日本の弁理士より実務の観点からご紹介いたします。また、最近の
米国の重要判例のうち、選定した5点のショートサマリーを提示いたします。



ウエストロー・ジャパン株式会社は、新日本法規出版株式会社とトムソン・ロイターの合弁会社です。

ウエストロー・ジャパン株式会社
商品詳細：www.westlawjapan.com  お問い合わせ：info@westlawjapan.com　0120-100-482（月～金9:00～18:00）
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＊第 1部のYalei Sun弁護士による講演は英語のみとなりますが、適宜日本語による要約・解説が付きます。ご質問は日本語で可能です。
＊製品紹介については弊社担当者よりお話しいたします。
＊プログラム構成・内容は変更となる場合があります。予めご了承ください。

プログラム 

13：30～13：40 はじめに （TMI総合法律事務所　弁理士　中塚 隆志）

13：40～14：50 第 1部　「米国の明細書作成と外国企業（特に中国及びアメリカ）の戦略的な特許出願
　　　　 　　　　　　　～米国での審査により良く準備するために～」
　　　　 　　　講師：Morgan, Lewis & Bockius　米国弁護士　Yalei Sun (逐次通訳)

14：50～15：05 【製品紹介】 Practical Lawのご紹介をいたします
　　　　 Practical Lawから、英文契約書や各種法律文書のひな型を広範に入手いただき、
　　　　　　　 企業買収を含む国際商取引のノウハウに関わる情報を活用いただくことができます。

15：05～15：15 コーヒーブレイク

15：15～15：55 第2部　「2018年米国知財重要判例5選」
　　　　 　　　講師：Morgan, Lewis & Bockius　米国弁護士　森下 実郎

15：55～16：25 第3部　「米国での特許取得を意識した日本の明細書作成」
　　　　 講師：TMI総合法律事務所　弁理士　中塚 隆志

16：25～16：35 質疑応答

Morgan, Lewis & Bockius
Yalei Sun (ヤレイ サン)　シリコンバレー・オフィス　パートナー／米国弁護士
2002年よりシリコンバレーにて法曹界でのキャリアを開始。AppleやGoogle等を担当し、iPhoneやGmail等の製品に含まれる技術革新の戦略的
特許保護の支援に従事。2008年よりMorgan, Lewisの“Greater China”チームの主力メンバーとして、ATL、DJI、TencentやZTE等の多くの中
国企業に対し、特許出願、IPライセンス、特許売買等のトランザクションに関してアドバイスを提供するほか、侵害訴訟を担当。最近の5年間は、多数
の中国の法律事務所と協働し、中国でのIPの権利行使に関して米国企業や日本企業の代理人を務める。

森下 実郎（もりした じつろう）　ワシントンD.C.オフィス　アソシエイト／米国弁護士
2002年上智大学法学部卒業。2012年米国カリフォルニア州弁護士登録。2016年ジョージワシントン大学ロースクール卒業（J.D.）。電機及び化学
メーカーの知的財産部にて特許係争経験を10年積んだ後に米国法律事務所に転進し、ITC及び連邦地裁における特許訴訟に加え、日米企業の特許
ライセンス活動のサポート、特許侵害及び有効性の鑑定・調査、特許売買等の業務に携わる。

TMI総合法律事務所
中塚 隆志（なかつか たかし）　アソシエイト／弁理士
2000年慶應義塾大学理工学部機械工学科卒業。2004年弁理士登録。2016年米国パテントエージェント試験合格。2015年サンタクララ大学ロー
スクール卒業（LL.M.）。2015年8月から2016年5月までシリコンバレーのMorgan, Lewis & Bockiusにて研修。自動車、半導体、自動販売機、コン
シューマ製品等の幅広い分野の機械・ソフトウエア系の国内外の特許出願のほか、特許侵害訴訟、抵触性・有効性の鑑定、調査、意匠の出願等の業務
に携わる。


